1. Na uvedenych substratech urcete, zda bude prednostné probihat
Snl nebo SN2 mechanismus, oznacte odstupujici skupinu a kde
je to mozné¢, nakreslete vznikajici karbokation.
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2. V uvedenych dvojicich oznacte lepsi nukleofil.
(RADA: Vzpomerte, jaké 3 vlivy ovlivituji silu nukleofilu —
fikali jsme si na seminafi.)
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silu nukleofilu ovliviuji 3 faktory :

1. naboj
2. polarizovatelnost
3. objemnost skupin (stéricky efekt)




3. Knasledujicimu reakénimu schématu piifad’te, zda se jednd o
Snl nebo S\2 reakci. Rozhodnéte, ktery graf popisuje pribéh
reakce Syl a Sn2 a naznacte, kde se na reakéni koordinaté
nachézeji karbokation a transitni stav.
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4. Dopliite produkty nasledujicich reakci a urcete, zda se jedna o
reakci Sy1 nebo Sy2 .
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(RADA: Posuzujte typ substratu — 1°, 2°, 3°, silu nukleofilu a
povahu rozpoustédla. Berte v ivahu i stereochemii, kde je to

potieba.)
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S, 2 3 stabilni karbokation
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3°, stabilni karbokation,
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NaCN CN 2°, silny Nu, polarni
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Za téchto podminek Sy
bES. neitvpidtEi
NaCN nepobézi, nejtypic G!Sl o
_— reakce na benzenovém jadie
DMF jsou elektrofilni aromatické
nepobézi substituce (SeAr)
KBr 1°, malo. stabilni ’
W EtBr karbokation...v kyselém
Ch prostiedi dojde k protonaci
Sn2 OH, odstupujici skupina je
tedy R-OH,"




BONUS — Vite, Ze reakce pob¢Zzi mechanismem Sy1. Jak bude vypadat nejstabilné;si

karbokation a jaky tedy bude hlavni produkt?
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l po odstoupeni Br  vznikd sekundarni
karbokation — presunem elektroni dvojné
vazby dochdzi ke tvorbé stabilnéjsiho
A terciarniho karbokationtu — v reakci budou
Ow pravdépodobné vznikat oba produkty, A i B,
ale B s vétSim procentudlnim zastoupenim
5. Napiste produkty reakci a uréete mechanismus. Ktera
Z uvedenych reakci pobéZi rychleji a proc?
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